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Grad profesional 0
Profesor, CS I 1
SCOR DE INFLUENTA
Autori Jurnal (selectabil) Vol Pag An prim n n_ef a a/n_ef a_prim

Tiron, V; Sirghi, L; Popa, G THIN SOLID FILMS doi:10.1016/j.tsf.2012.02.0 2012 0 3 3.00 0.641 0.21 0.00

Sirghi, L. LANGMUIR 28 2558 2012 1 1 1.00 1.248 1.25 1.25

Kulisch, W; Popov, C; Sasaki, T; Sirghi, L; Rauscher, H; Rossi, 
F; Reithmaier, JP

PHYS STATUS SOLIDI A 208 70 2011 0 6 5.33 0.490 0.09 0.00

A. von Keudell, P. Awakowicz, J. Benedikt, V. Raballand, A. 
Yanguas‐Gil, J. Opretzka, C. Flo¨tgen, R. Reuter, L. Byelykh, 
H. Halfmann, K. Stapelmann, B. Denis, J. Wunderlich, P. 
Muranyi, F. Rossi, O. Kylia´n, N. Hasiwa, A. Ruiz, H. Rauscher, 
L. Sirghi, E. Comoy, C. Dehen, L. Challier, J. P. Deslys

PLASMA PROCESS POLYM 7 327 2010 0 24 11.33 0.725 0.06 0.00

Sirghi, L; Rossi, F NANOTECHNOLOGY 20 2009 1 2 2.00 1.239 0.62 1.24

Kulisch, W; Popov, C; Gilliland, D; Ceccone, G; Sirghi, L; Ruiz, 
A; Rossi, F

DIAM RELAT MATER 18 745 2009 0 7 5.67 0.551 0.10 0.00

Kulisch, W; Gilliland, D; Ceccone, G; Sirghi, L; Rauscher, H; 
Gibson, PN; Zurn, M; Bretagnol, F; Rossi, F

J VAC SCI TECHNOL B 27 1180 2009 0 9 6.33 0.456 0.07 0.00

Sirghi, L; Ruiz, A; Colpo, P; Rossi, F THIN SOLID FILMS 517 3310 2009 1 4 4.00 0.641 0.16 0.64

Kylian, O; Benedikt, J; Sirghi, L; Reuter, R; Rauscher, H; von 
Keudell, A; Rossi, F

PLASMA PROCESS POLYM 6 255 2009 0 7 5.67 0.725 0.13 0.00

Ceriotti, L; Buzanska, L; Rauscher, H; Mannelli, I; Sirghi, L; … SOFT MATTER 5 1406 2009 0 14 8.00 1.750 0.22 0.00

Sirghi, L; Bretagnol, F; Mornet, S; Sasaki, T; Gilliland, D; 
Colpo, P; Rossi, F                                                                               
ULTRAMICROSCOPY

ULTRAMICROSCOPY 109 222 2009 1 7 5.67 1.003 0.18 1.00

Mornet, S; Bretagnol, F; Mannelli, I; Valsesia, A; Sirghi, L; 
Colpo, P; Rossi, F

SMALL 4 1919 2008 0 7 5.67 2.577 0.45 0.00

Ruiz, A; Buzanska, L; Gilliland, D; Rauscher, H; Sirghi, L; 
Sobanski, T; Zychowicz, M; Ceriotti, L; Bretagnol, F; Coecke, 
S; Colpo, P; Ross, F  BIOMATERIALS

BIOMATERIALS 29 4766 2008 0 12 7.33 2.101 0.29 0.00

Kulisch, W; Popov, C; Rauscher, H; Sirghi, L; Sasaki, T; 
Bliznakov, S; Rossi, F

DIAM RELAT MATER 17 1116 2008 0 7 5.67 0.551 0.10 0.00
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Popov, C; Kulisch, W; Bliznakov, S; Ceccone, G; Gilliland, D; 
Sirghi, L; Rossi, F

DIAM RELAT MATER 17 1229 2008 0 7 5.67 0.551 0.10 0.00

Rossi, F; Kylian, O; Rauscher, H; Gilliland, D; Sirghi, L PURE APPL CHEM 80 1939 2008 0 5 5.00 0.786 0.16 0.00

Kulisch, W; Gilliland, D; Ceccone, G; Rauscher, H; Sirghi, L; 
Colpo, P; Rossi, F

J VAC SCI TECHNOL A 26 991 2008 0 7 5.67 0.451 0.08 0.00

Sirghi, L; Ponti, J; Broggi, F; Rossi, F EUR BIOPHYS J BIOPHY 37 935 2008 1 4 4.00 0.936 0.23 0.94

Heinz, P; Bretagnol, F; Mannelli, I; Sirghi, L; Valsesia, A; 
Ceccone, G; Gilliland, D; Landfester, K; Rauscher, H; Rossi, F

LANGMUIR 24 6166 2008 0 10 6.67 1.248 0.19 0.00

Bretagnol, F; Sirghi, L; Mornet, S; Sasaki, T; Gilliland, D; 
Colpo, P; Rossi, F

NANOTECHNOLOGY 19 2008 0 7 5.67 1.239 0.22 0.00

Gohier, A; Djouadi, MA; Dubosc, M; Granier, A; Minea, TM; 
Sirghi, L; Rossi, F; Paredez, P; Alvarez, F

J NANOSCI NANOTECHNO 7 3350 2007 0 9 6.33 0.375 0.06 0.00

Kulisch, W; Popov, C; Bliznakov, S; Ceccone, G; Gilliland, D; 
Sirghi, L; Rossi, F

THIN SOLID FILMS 515 8407 2007 0 7 5.67 0.641 0.11 0.00

Belegrinou, S; Mannelli, I; Sirghi, L; Bretagnol, F; Valsesia, A; 
Rauscher, H; Rossi, F

J PHYS CHEM B 111 8713 2007 0 7 5.67 1.332 0.24 0.00

Sirghi, L; Popa, G; Hatanaka, Y THIN SOLID FILMS 515 1334 2006 1 3 3.00 0.641 0.21 0.64

Sirghi, L; Kylian, O; Gilliland, D; Ceccone, G; Rossi, F J PHYS CHEM B 110 25975 2006 1 5 5.00 1.332 0.27 1.33

Sirghi, L; Rossi, F APPL PHYS LETT 89 243118    2006 1 2 2.00 1.399 0.70 1.40

Sirghi, L; Szoszkiewicz, R; Riedo, E LANGMUIR 22 1093 2006 1 3 3.00 1.248 0.42 1.25

Sirghi, L; Hatanaka, Y; Aoki, T APPL SURF SCI 244 915 2005 1 3 3.00 0.552 0.18 0.55

Miron, C; Roca, A; Hoisie, S; Cozorici, P; Sirghi, L J OPTOELECTRON ADV M 7 408 2005 0 5 5.00 0.112 0.00 0.00

Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y SURF COAT TECH 187 358 2004 1 3 3.00 0.614 0.20 0.61

Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y SURF REV LETT 10 345 2003 1 3 3.00 0.117 0.00 0.00

Nakamura, M; Makino, K; Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y SURF COAT TECH 169 699 2003 0 3 3.00 0.614 0.20 0.00

Sirghi, L APPL PHYS LETT 82 3755 2003 1 1 1.00 1.399 1.40 1.40

Sirghi, L; Hatanaka, Y SURF SCI 530 L323 2003 1 2 2.00 0.693 0.35 0.69

Medvid, A; Berzina, B; Trinkler, L; Fedorenko, L; Lytvyn, P; 
Yusupov, N; Yamaguchi, T; Sirghi, L; Aoyama, M

PHYS STATUS SOLIDI A 195 199 2003 0 9 6.33 0.490 0.08 0.00

Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y THIN SOLID FILMS 422 55 2002 1 3 3.00 0.641 0.21 0.64

Nakamura, M; Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y SURF SCI 778 782 2002 0 4 4.00 0.693 0.17 0.00

Sirghi, L; Hatanaka, Y; Popa, G J APPL PHYS 91 4026 2002 1 3 3.00 0.875 0.29 0.88

Sirghi, L; Nakamura, M; Hatanaka, Y; Takai, O LANGMUIR 17 8199 2001 1 4 4.00 1.248 0.31 1.25
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Nakamura, M; Kato, S; Aoki, T; Sirghi, L; Hatanaka, Y THIN SOLID FILMS 401 138 2001 0 5 5.00 0.641 0.13 0.00

Nakamura, M; Kato, S; Aoki, T; Sirghi, L; Hatanaka, Y J APPL PHYS 90 3391 2001 0 5 5.00 0.875 0.18 0.00

Sirghi, L; Nakagiri, N; Sugimura, H; Takai, O JPN J APPL PHYS 40 1420 2001 1 4 4.00 0.361 0.09 0.36

Sirghi, L; Nakagiri, N; Sugisaki, K; Sugimura, H; Takai, O LANGMUIR 16 7796 2000 1 5 5.00 1.248 0.25 1.25

Sirghi, L; Ohe, K; Costin, G; Popa, G JPN J APPL PHYS 39 1338 2000 1 4 4.00 0.361 0.09 0.36

Sirghi, L; Ohe, K; Popa, G JPN J APPL PHYS 38 5251 1999 1 3 3.00 0.361 0.12 0.36

Sirghi, L; Ohe, K; Popa, G J PHYS D APPL PHYS 31 551 1998 1 3 3.00 0.905 0.30 0.91

Sirghi, L; Ohe, K; Popa, G J PHYS D APPL PHYS 30 2431 1997 1 3 3.00 0.905 0.30 0.91

Sirghi, L; Ohe, K; Kimura, T PHYS PLASMAS 4 1160 1997 1 3 3.00 0.825 0.28 0.83

TOTAL 24 12.04 20.68
Prag 5.00 DA DA

Obs1. Se completeaza numai campurile albe.
Obs2. Se adauga noi campuri copiind ultima linie (necompletata) inaintea ei si se 
completeaza copia.

 IASI, 27‐03‐2012 conf. dr. Lucel SIRGHI
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Grad profesional SIRGHI LUCEL 0
Profesor, CS I 1
CITARI
Autori Jurnal (selectabil) Vol Pag An prim n n_ef a c c/n_ef
von Keudell, A; Awakowicz, P; Benedikt, J; Raballand,… L. Sirghi, … PLASMA PROCESS POLYM 7 327 2010 0 24 11.33 0.725 9 0.79
Elersic Kristina; Junkar Ita; Spes Ales; et al. IEEE T PLASMA SCI 39 2972 2011 0.445 1
Heyse Pieter; Van Hoeck Arne; Roeffaers Maarten B. J.; et al. PLASMA PROCESS POLYM 8 965 2011 0.725 1
Motrescu Iuliana; Ogino Akihisa; Tanaka Shigeyasu; et al. JPN J APPL PHYS 50 08JF07 2011 0.361 1
Schneider S.; Lackmann J-W; Narberhaus F.; et al. J PHYS D APPL PHYS 44 295201 2011 0.905 1
Levif Pierre; Seguin Jacynthe; Moisan Michel; et al. PLASMA PROCESS POLYM 8 617 2011 0.725 1
Julak Jaroslav; Janouskova Olga; Scholtz Vladimir; et al. PLASMA PROCESS POLYM 8 316 2011 0.725 1
Roth C.; Bornholdt S.; Zuber V.; et al. J PHYS D APPL PHYS 44 95201 2011 0.905 1
Welzel S.; Guaitella O.; Lazzaroni C.; et al. PLASMA SOURCES SCI T 20 015020   2011 1.013 1
Boudam M. K.; Moisan M. J PHYS D APPL PHYS 43 295202 2011 0.905 1
Kulisch, W; Popov, C; Gilliland, D; Ceccone, G; Sirghi, L; Ruiz, A; Rossi, F DIAM RELAT MATER 18 745 2009 0 7 5.67 0.551 3 0.53
Karlsson Mikael; Forsberg Pontus; Nikolajeff Fredrik LANGMUIR 26 889 2010 1.248 1
Kumar N.; Sharma Neha; Dash S.; et al. TRIBOL INT 44 2042 2011 0.695 1
Ramos S. C.; Azevedo A. F.; Baldan M. R.; et al. J VAC SCI TECHNOL A 28 27 2010 0.451 1
Kylian, O; Benedikt, J; Sirghi, L; Reuter, R; Rauscher, H; von Keudell, A; Rossi, F PLASMA PROCESS POLYM 6 255 2009 0 7 5.67 0.725 9 1.59
Levif P.; Seguin J.; Moisan M.; et al J PHYS D APPL PHYS 44 405201 2011 0.905 1
Levif Pierre; Seguin Jacynthe; Moisan Michel; et al. PLASMA PROCESS POLYM 8 617 2011 0.725 1
Julak Jaroslav; Janouskova Olga; Scholtz Vladimir; et al. PLASMA PROCESS POLYM 8 316 2011 0.725 1
Haehnel Marcel; Diener Annette; Kolukisaoglu Uener; et al. PLASMA PROCESS POLYM 8 70 2011 0.725 1
Motrescu Iuliana; Ogino Akihisa; Tanaka Shigeyasu; et al. THIN SOLID FILMS 518 3585 2010 0.641 1
Grzegorzewski Franziska; Rohn Sascha; Kroh Lothar W.; et al. FOOD CHEM 122 1145 2010 0.836 1
Lloyd Geoff; Friedman Gary; Jafri Syed; et al. PLASMA PROCESS POLYM 7 194 2010 0.725 1
Baxter Helen C.; Richardson Patricia R.; Campbell Gaynor A.; et al. NEW J PHYS 11 115028 2009 2.011 1
Morfill G. E.; Kong M. G.; Zimmermann J. L. NEW J PHYS 11 115011 2009 2.011 1
Sirghi, L; Ruiz, A; Colpo, P; Rossi, F THIN SOLID FILMS 517 3310 2009 1 4 4.00 0.641 3 0.75
Cheng Q.; Komvopoulos K. J PHYS D APPL PHYS 45 95401 2011 0.905 1
Fedoruk Michael; Lutich Andrey A.; Feldmann Jochen ACS NANO 5 7377 2011 3.394 1
Saavedra Hector M.; Mullen Thomas J.; Zhang Pengpeng; et al. REP PROG PHYS 73 36501 2010 7.870 1
Sirghi, L; Bretagnol, F; Mornet, S; Sasaki, T; Gilliland, D; Colpo, P; Rossi, F    ULTRAMICROSCOPY 109 222 2009 1 7 5.67 1.003 2 0.35
Kim Chung-Soo; Kim Dong Hwan; Kim Il-Hae; et al. MICROELECTRON ENG 11 2190 2010 0.510 1
Mishra Gautam; Easton Christopher D.; McArthur Sally L. LANGMUIR 26 3720 2011 1.248 1
Ceriotti, L; Buzanska, L; Rauscher, H; Mannelli, I; Sirghi, L; … SOFT MATTER 5 1406 2009 0 14 8.00 1.750 8 1.00
Yakunin S.; Fahrner M.; Reisinger B.; et al. J BIOMED MATER RES B 100B 170 2012 0.663 1
Xu Feng; Wu JinHui; Wang ShuQi; et al. BIOFABRICATION 3 34101 2011 0.296 0
Linman Matthew J.; Abbas Abdennour; Roberts Christopher C.; et al. ANAL CHEM 83 5936 2011 1.531 1
Scopelliti Pasquale Emanuele; Bongiorno Gero; Milani Paolo COMB CHEM HIGH T SCR 14 206 2011 0.562 1
Ku Soak Hee; Lee Joan Seok; Park Chan Beum LANGMUIR 26 15104 2010 1.248 1
Ekblad Tobias; Faxalv Lars; Andersson Olof; et al. ADV FUNCT MATER 20 2396 2010 3.074 1
Cohavi Ori; Corni Stefano; De Rienzo Francesca; et al J MOL RECOGNIT 23 259 2010 0.892 1
Varma Sarvesh; McLachlan Jessica; Leclair Amanda M.; et al. ANAL BIOANAL CHEM 396 1159 2010 0.967 1
Li Xinxin; Hou Sen; Feng Xizeng; et al. COLLOID SURFACE B 74 370 2009 0.681 1
Ruiz, A; Buzanska, L; Gilliland, D; Rauscher, H; Sirghi, L; Sobanski, T; Zychowicz, M; Ceriott BIOMATERIALS 29 4766 2009 0 12 7.33 2.101 20 2.73
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Szymanski Pawel; Markowicz Magdalena; Mikiciuk-Olasik Elzbieta INT J MOL SCI 1 427 2012 0.536 1
Hsieh Tseng Ming; Wan Andrew C. A.; Ying Jackie Y. MRS BULL 36 990 2011 2.693 1
Greene Adrienne C.; Washburn Cody M.; Bachand George D.; et al. BIOMATERIALS 32 8860 2011 2.101 1
Barille R.; Janik R.; Kucharski S.; et al. COLLOID SURFACE B 88 63 2011 0.681 1
Luo ChunXiong; Liu Li; Ni XiaoFang; et al. MICROELECTRON ENG 88 1707 2011 0.510 1
Greene Adrienne C.; Washburn Cody M.; Bachand George D.; et al. BIOMATERIALS 32 8860 2011 2.101 1
Scopelliti Pasquale Emanuele; Bongiorno Gero; Milani Paolo COMB CHEM HIGH T SCR 14 206 2011 0.562 1
Valero T.; Kintzios S. CURR MED CHEM 18 900 2011 1.344 1
You Jungmok; Yoshida Akihito; Heo June Seok; et al. PHYS CHEM CHEM PHYS 88 1707 2011 1.331 1
Hardelauf Heike; Sisnaiske Julia; Taghipour-Anvari Amir Ali; et al. LAB CHIP 88 1707 2011 1.793 1
Solanki Aniruddh; Shah Shreyas; Memoli Kevin A.; et al. SMALL 6 2509 2010 2.577 1
Dunn David A.; Apanovitch Donald; Follettie Max; et al. CURR PHARM BIOTECHNO 11 721 2010 0.935 1
Morelli Sabrina; Salerno Simona; Piscioneri Antonella; et al. BIOMATERIALS 31 7000 2010 2.101 1
Rich Rebecca L.; Myszka David G. J MOL RECOGNIT 23 1 2010 0.892 1
Zawko Scott A.; Schmidt Christine E. LAB CHIP 10 379 2010 1.793 1
Frimat Jean-Philippe; Sisnaiske Julia; Subbiah Subanatarajan; et al. LAB CHIP 10 701 2010 1.793 1
Li Xinxin; Hou Sen; Feng Xizeng; et al. COLLOID SURFACE B 74 370 2009 0.681 1
Ariano P.; Budnyk O.; Dalmazzo S.; et al. EUR PHYS J E 30 149 2009 1.042 1
Chen Ying-Chieh; Lee Don-Ching; Hsiao Chao-Yang; et al. BIOMATERIALS 30 3428 2009 2.101 1
You Jungmok; Heo June Seok; Lee Jiyea; et al. MACROMOLECULES 42 3326 2009 1.215 1
Mornet, S; Bretagnol, F; Mannelli, I; Valsesia, A; Sirghi, L; Colpo, P; Rossi, F SMALL 4 1919 2008 0 7 5.67 2.577 5 0.88
Lusker Kathie L.; Yu Jing-Jiang; Garno Jayne C. THIN SOLID FILMS 519 5223 2011 0.641 1
Ogaki Ryosuke; Cole Martin A.; Sutherland Duncan S.; et al. ADV MATER 23 1876 2011 3.765 1
Zhang Junhu; Yang Bai ADV FUNCT MATER 20 3411 2010 3.074 1
Zhang Junhu; Li Yunfeng; Zhang Xuemin; et al. ADV MATER 22 4249 2010 3.765 1
Giudicatti Silvia; Valsesia Andrea; Marabelli Franco; et al. PHYS STATUS SOLIDI A 20 2396 2010 0.490 1
Sirghi, L; Ponti, J; Broggi, F; Rossi, F EUR BIOPHYS J BIOPHY 37 935 2008 1 4 4.00 0.936 6 1.50
Chen Peipei; Jiang Lei; Han Dong SMALL 7 2825 2011 2.577 1
Pfendt Adam; Boyoglu Seyhan; Chen Lijian; et al. J ADHES SCI TECHNOL 25 521 2011 0.317 1
Wright Chris J.; Shah Maia Kierann; Powell Lydia C.; et al. SCANNING 32 134 2010 0.393 1
Cai Xiaofang; Xing Xiaobo; Cai Jiye; et al. MICRON 41 257 2010 0.555 1
Jin Hua; Xing Xiaobo; Zhao Hongxia; et al. BIOCHEM BIOPH RES CO 391 1698 2010 0.888 1
Silbernagl D.; Cappella B SURF SCI 603 2363 2009 0.693 1
Kulisch, W; Gilliland, D; Ceccone, G; Rauscher, H; Sirghi, L; Colpo, P; Rossi, F J VAC SCI TECHNOL A 26 991 2007 0 7 5.67 0.451 1 0.18
Cetinorgu Eda; Baloukas Bill; Zabeida Oleg; et al. APPL OPTICS 23 4536 2009 0.498 1
Popov, C; Kulisch, W; Bliznakov, S; Ceccone, G; Gilliland, D; Sirghi, L; Rossi, F DIAM RELAT MATER 17 1229 2008 0 7 5.67 0.551 6 1.06
Yang Lei; Li Yawen; Sheldon Brian W.; et al. J MATER CHEM 22 205 2012 1.587 1
Weng Jun; Xiong Liwei; Wang Jianhua; et al. PLASMA SCI TECHNOL 12 761 2010 0.169 0
Banerjee D.; Mukherjee S.; Chattopadhyay K. K. CARBON 48 1025 2010 1.602 1
Salvadori M. C.; Araujo W. W. R.; Teixeira F. S.; et al. DIAM RELAT MATER 19 324 2010 0.551 1
Karlsson Mikael; Forsberg Pontus; Nikolajeff Fredrik LANGMUIR 26 889 2010 1.248 1
Ohmagari Shinya; Yoshitake Tsuyoshi; Nagano Akira; et al. JPN J APPL PHYS 49 031302   2010 0.361 1
Bourmaud Alain; Riviere Juliette; Le Duigou Antoine; et al. POLYM TEST 28 668 2009 0.607 1
Heinz, P; Bretagnol, F; Mannelli, I; Sirghi, L; Valsesia, A; Ceccone, G; Gilliland, D; LandfesteLANGMUIR 24 6166 2008 0 10 6.67 1.248 9 1.35
Yavuz Mustafa Selman; Buyukserin Fatih; Zengin Zuleyha; et al. J POLYM SCI POL CHEM 49 4800 2011 0.725 1
Ma Chunfeng; Zhou Guoying; Zhang Guangzhao J POLYM SCI POL CHEM 48 1987 2010 0.725 1
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Alf Mahriah E.; Asatekin Ayse; Barr Miles C.; et al. ADV MATER 18 1993 2010 3.765 1
Cole Martin A.; Voelcker Nicolas H.; Thissen Helmut; et al. SOFT MATTER 12 2657 2010 1.750 1
Liu R.; De Leonardis P.; Tirelli N.; et al. J COLLOID INTERF SCI 340 166 2011 0.876 1
Wu Zhaoqiang; Chen Hong; Huang He; et al. MACROMOL BIOSCI 12 1165 2009 0.996 1
Liu R.; Saunders B. R. J COLLOID INTERF SCI 338   40 2009 0.876 1
Gamage Pubudu; Basel Matthew T.; Lovell Kimberly; et al. J PHYS CHEM C 113 16485 2009 1.393 1
Cole Martin A.; Jasieniak Marek; Thissen Helmut; et al. ANAL CHEM 81 6905 2009 1.531 1
Bretagnol, F; Sirghi, L; Mornet, S; Sasaki, T; Gilliland, D; Colpo, P; Rossi, F NANOTECHNOLOGY 19 2008 0 7 5.67 1.239 4 0.71
Sarantopoulou Evangelia; Petrou Panagiota S.; Kollia Zoe; et al. J APPL PHYS 110 064309   2011 0.875 1
Biederman Hynek SURF COAT TECH 205 S10 2010 0.614 1
Pedersen R. H.; Hamzah M.; Thoms S.; et al. MICROELECTRON ENG 87 1112 2010 0.510 1
Chang Wesley C.; Sretavan David W. LANGMUIR 12 2657 2010 1.248 1
Kulisch, W; Popov, C; Bliznakov, S; Ceccone, G; Gilliland, D; Sirghi, L; Rossi, F THIN SOLID FILMS 515 8407 2007 0 7 5.67 0.641 1 0.18
Amaral Margarida; Gomes Pedro S.; Lopes Maria A.; et al. J NANOMATER 894352   2008 0.483 1
Gohier, A; Djouadi, MA; Dubosc, M; Granier, A; Minea, TM; Sirghi, L; Rossi, F; Paredez, P; AJ NANOSCI NANOTECHNO 7 3350 2007 0 9 6.33 0.375 2 0.32
Wang Xiaoju; Jiang Yadong; Lin Zulun; et al. J PHYS D APPL PHYS 42 055409   2009 0.905 1
Kim Seongyul; Pal Sunil; Ajayan Pulickel M.; et al. J NANOSCI NANOTECHNO 8 416 2008 0.375 1
Belegrinou, S; Mannelli, I; Sirghi, L; Bretagnol, F; Valsesia, A; Rauscher, H; Rossi, F J PHYS CHEM B 111 8713 2007 0 7 5.67 1.332 2 0.35
Shah Mrinal; Galkin Oleg; Vekilov Peter G. J PHYS CHEM B 113 7340 2009 1.332 1
Chang Wesley C.; Sretavan David W. LANGMUIR 24 13048 2008 1.248 1
Sirghi, L; Kylian, O; Gilliland, D; Ceccone, G; Rossi, F J PHYS CHEM B 110 25975 2006 1 5 5.00 1.332 8 1.60
Qi Yabing SURF SCI REP 66 379 2011 7.916 1
Zheng Zhikun; Yang Menglong; Zhang Bailin J PHYS CHEM C 114 19220 2010 1.393 1
Zhu Jie; Sabharwal Tanya; Guo Lianhong; et al. SCANNING 32 113 2010 0.393 1
Lamprou Dimitrios A.; Smith James R.; Nevell Thomas G.; et al. APPL SURF SCI 256 1961 2010 0.552 1
Zheng Zhikun; Yang Menglong; Zhang Bailin ULTRAMICROSCOPY 109 1061 2009 1.003 1
Lin Jie; Bourrier David; Dilhan Monique; et al. PHYS FLUIDS 21 073301   2009 1.002 1
Gan Yang SURF SCI REP 64 99 2009 7.916 1
Ruiz A.; Valsesia A.; Ceccone G.; et al. LANGMUIR 23 12984 2007 1.248 1
Sirghi, L; Rossi, F APPL PHYS LETT 89 243118    2006 1 2 2.00 1.399 10 5.00

Notbohm Jacob; Poon Benny; Ravichandran Guruswami J MATER RES 27 229 2012 0.675 1
Lu Pin; Foo Yong L.; Shen Lu; et al. J MATER RES 26 1406 2011 0.675 1
Barbadillo Marta; Casero Elena; Dolores Petit-Dominguez Maria; et al. J SOL‐GEL SCI TECHN 58 452 2011 0.423 1
Hwang W.; Lee K. H.; Park H.; et al. MECH COMPOS MATER 47 11 2011 0.178 0
Charitidis Constantinos A. IND ENG CHEM RES 50 565 2011 0.607 1
Yang Yun-Ta; Lin Chou-Ching K.; Liao Jiunn-Der; et al. NANOTECHNOLOGY 21 285704   2010 1.239 1
Wang Wei; Peijs Ton; Barber Asa H. NANOTECHNOLOGY 21 035705   2010 1.239 1
Shen Yan Xing; Wei Pal Jen; Lin Jen Fin J MATER RES 24 1795 2009 0.675 1
Hwang W.; Lee K. H.; Park H.; et al. MECH COMPOS MATER 47 11 2009 0.178 0
Dietz C.; Zerson M.; Riesch C.; et al. MACROMOLECULES 41 9259 2008 1.215 1
Wang Wei; Bushby Andrew J.; Barber Asa H. APPL PHYS LETT 93 201907   2008 1.399 1
Wang Wei; Bushby Andrew J.; Barber Asa H. SCRIPTA MATER 58 870 2008 1.204 1
Sirghi, L; Popa, G; Hatanaka, Y THIN SOLID FILMS 515 1334 2006 1 3 3.00 0.641 3 1.00
Kim Joo Hyung; Lee You Jong; Jang Yoon Sung; et al. ORG ELECTRON 12 285 2011 1.490 1
Jang Jin Nyoung; Lee You Jong; Lee Jun Young; et al. THIN SOLID FILMS 519 2098 2011 0.641 1
Guillen C.; Herrero J VACUUM 82 668 2008 0.349 1
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Sirghi, L; Szoszkiewicz, R; Riedo, E LANGMUIR 22 1093 2006 1 3 3.00 1.248 29 9.67
Moore Nathan W. LANGMUIR 27 3678 2011 1.248 1
Men Yumei; Zhang Xianren; Wang Wenchuan J CHEM PHYS 134 124704   2011 0.974 1
Kim Doo-In; Jeong Young-Keun; Kang Myung-Chang; et al. J APPL PHYS 108 114309   2010 0.875 1
Charitidis Constantinos A. PROG SURF SCI 85 347 2010 4.762 1
van Honschoten J. W.; Tas N. R.; Elwenspoek M. AM J SCI 78 277 2010 1.854 1
Yang Li; Tu Yusong; Fang Haiping SOFT MATTER 6 6178 2010 1.750 1
Shen Yan Xing; Wei Pal Jen; Lin Jen Fin J MATER RES 6 6178 2010 0.675 1
Chau Alexandre; Regnier Stephane; Delchambre Alain; et al. J ADHES SCI TECHNOL 24 2499 2010 0.317 1
Moore Nathan W.; Houston J. E. J ADHES SCI TECHNOL 24 2531 2010 0.317 1
Men Yumei; Zhang Xianren; Wang Wenchuan J CHEM PHYS 131 184702   2009 0.974 1
Wang Jizeng; Qian Jin; Gao Huajian LANGMUIR 25 11727 2009 1.248 1
Moore, Nathan W.; Luo, Junhang; Huang, J. Y.; Mao, Scott X.; Houston, J. E NANO LETT 9 2295 2009 4.873 1
Hampton, Marc A.; Nguyen, Anh V. J COLLOID INTERF SCI 333 800 2009 0.876 1
Gan, Yang SURF SCI REP 64 99 2009 7.916 1
Butt, Hans-Juergen; Kappl, Michael ADV COLLOID INTERFAC 146 48 2009 2.193 1
Leary, E.; Hobenreich, H.; Higgins, S. J.; van Zalinge, H.; Haiss, W.; Nichols, RPHYS REV LETT 102 2009 3.486 1
Bako; Ricci; Debenedetti; Rovere; Havenith; Coudert; Luzar; Klein; Jungwirth; YFARADAY DISCUSS 141 443 2009 1.575 1
van Zwol, P. J.; Palasantzas, G.; De Hosson, J. Th. M PHYS REV E 78 2008 1.047 1
Hampton, Marc A.; Donose, Bogdan C.; Nguyen, Anh V J COLLOID INTERF SCI 325 267 2008 0.876 1
Cramer, Tobias; Zerbetto, Francesco; Garcia, Ricardo LANGMUIR 24 6116 2008 1.248 1
Du, Binyang; Koenig, Alexander Martin; Johannsmann, Diethelm NEW J PHYS 10 2008 2.011 1
de Boer, P. C. T.; de Boer, M. P. LANGMUIR 24 160 2008 1.248 1
Wang, Y. Z.; Wu, D.; Xiong, X. M.; Zhang, J. X. LANGMUIR 23 12119 2007 1.248 1
Wu Di; Wang Yi-Zhen; Zhang Jin-Xiu CHINESE PHYS LETT 24 2914 2007 0.186 0
Mullins, Benjamin J.; Pfrang, Andreas; Braddock, Roger D.; Schimmel, Thoma J COLLOID INTERF SCI 312 333 2007 0.876 1
Wei, Zheng; Zhao, Ya-Pu J PHYS D APPL PHYS 40 4368 2007 0.905 1
de Boer, M. P.; de Boer, P. C. T. J COLLOID INTERF SCI 311 171 2007 0.876 1
Barber, P.; Asakawa, T.; Christenson, H. K. J PHYS CHEM C 111 2141 2007 1.393 1
de Boer, M. P. EXP MECH 47 171 2007 0.744 1
Maeda, Nobuo J PHYS CHEM B 110 25982 2006 1.332 1
Sirghi, L; Hatanaka, Y; Aoki, T APPL SURF SCI 244 1334 2006 1 3 3.00 0.552 1 0.33
Sobczyk-Guzenda A.; Gazicki-Lipman M.; Szymanowski H.; et al. THIN SOLID FILMS 517 5409 2009 0.641 1
Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y SURF COAT TECH 187 358 2004 1 3 3.00 0.614 3 1.00
Han, Jeon G. J PHYS D APPL PHYS 42 43001 2009 0.905 1
Kakati, H.; Pal, A. R.; Bailung, H.; Chutia, Joyant J APPL PHYS 101 083304   2007 0.875 1
Andersson, JM; Wallin, E; Munger, EP; Helmersson, U APPL PHYS LETT 88 54101 2006 1.399 1
Nakamura, M; Makino, K; Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y SURF COAT TECH 169 699 2003 0 5 5.00 0.614 12 2.40
Smetaniuk Daniel P.; Taschuk Michael T.; Brett Michael J. IEEE SENS J 11 1713 2011 0.514 1
Sarra-Bournet Christian; Charles Christine; Boswell Rod SURF COAT TECH 205 3939 2011 0.614 1
Wei Ching-Hua; Chang Ching-Min MATER TRANS 52 554 2011 0.274 0
Ashkarran A. A.; Mohammadizadeh M. R MATER RES BULL 43 522 2008 0.621 1
Srivatsa K. M. K.; Bera Mrinmoyee; Basu A.; et al. INDIAN J ENG MATER S 15 265 2008 0.070 0
Gandhiraman Ram Prasad; Daniels Stephen; Cameron David C. PLASMA PROCESS POLYM 4 369 2007 0.725 1
Ye Q.; Liu P. Y.; Tang Z. F.; et al. VACUUM 81 627 2007 0.349 1
Kang Misook J IND ENG CHEM 13 143 2007 0.303 1
Thompson Tracy L.; Yates John T. Jr. CHEM REV 106 4428 2006 12.482 1
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Mathur Sanjay; Kuhn Patrick SURF COAT TECH 201 807 2006 0.614 1
Hong WJ; Kang M MATER LETT 60 1296 2006 0.604 1
Dai WX; Wang XX; Fu XZ; et al. ACTA PHYS‐CHIM SIN 21 1274 2005 0.099 0
Kang MS MATER LETT 59 3122 2005 0.604 1
Zubkov T; Stahl D; Thompson TL; et al. J PHYS CHEM B 109 15454 2005 1.332 1
Kang M; Lee MH APPL CATAL A‐GEN 284 215 2005 0.971 1
Sirghi, L APPL PHYS LETT 82 3755 2003 1 1 1.00 1.399 16 16.00
Kweon Hyojin; Yiacoumi Sotira; Tsouris Costas LANGMUIR 27 14975 2011 1.248 1
Nasrallah Hussein; Mazeran Pierre-Emmanuel; Noel Olivier REV SCI INSTRUM 82 113703 2011 0.706 1
Asay, David B.; Hsiao, Erik; Kim, Seong H. J APPL PHYS 110 64326 2011 0.875 1
Liu, Y.; Szlufarska, I. APPL PHYS LETT 96 101902 2010 1.399 1
Chen, Lijiang; Gu, Xiaohong; Fasolka, Michael J.; Martin, Jonathan W.; Nguye LANGMUIR 25 3494 2009 1.248 1
Asay, David B.; Barnette, Anna L.; Kim, Seong H J PHYS CHEM C 113 2128 2009 1.393 1
Min, Younjin; Akbulut, Mustafa; Prud'homme, Robert K.; Golan, Yuval; IsraelacJ PHYS CHEM B 112 14395 2008 1.332 1
Rowicka, Ewa; Kashyn, Dmytro; Reagan, Michael A.; Hirano, Tadashi; ParamoCURR NANOSCI 4 166 2008 0.534 1
Kaushik, A.; Srinivasa, A. R.; Phares, D. J. PARTICUL SCI TECHNOL 25 387 2007 0.227 0
Jinesh, KB; Frenken, JWM PHYS REV LETT 96 166103 2006 3.486 1
Grobelny, J; Pradeep, N; Kim, DI; Ying, ZC APPL PHYS LETT 88 91906 2006 1.399 1
Sirghi, L; Szoszkiewicz, R; Riedo, E LANGMUIR 22 1093 2006 1.248 1
Choe, H; Hong, MH; Seo, Y; Lee, K; Kim, G; Cho, Y; Ihm, J; Jhe, W PHYS REV LETT 95 187801 2005 3.486 1
Tocha, E; Schonherr, H; Vancso, GJ J AM CERAM SOC 88 2498 2005 0.752 1
Szoszkiewicz, R; Riedo, E APPL PHYS LETT 87 33105 2005 1.399 1
Feiler, AA; Jenkins, P; Rutland, MW J ADHES SCI TECHNOL 19 165 2005 0.317 1
Zamora, RRM; Sanchez, CM; Freire, FL; Prioli, R PHYS STATUS SOLIDI A 201 850 2004 0.490 1
Sirghi, L; Hatanaka, Y SURF SCI 530 L323 2003 1 2 2.00 0.693 23 11.50
Henderson, Michael A. SURF SCI REP 66 185 2011 7.916 1
Horprathum, M.; Eiamchai, P.; Limnonthakul, P.; Nuntawong, N.; Chindaudom J ALLOY COMPD 509 4520 2011 0.469 1
Limage, H.; Tichelaar, F. D.; Closset, R.; Delvaux, S.; Cloots, R.; Lucas, S SURF COAT TECH 205 3774 2011 0.614 1
Komlev, A. E.; Lapshin, A. E.; Magdysyuk, O. V.; Plotnikov, V. V.; Shapovalov, TECH PHYS LETT+ 36 942 2010 0.152 0
Nejand, B. Abdollahi; Sanjabi, S.; Ahmadi, V. VACUUM 85 400 2010 0.349 1
Sobczyk-Guzenda, A.; Gazicki-Lipman, M.; Szymanowski, H.; Kowalski, J.; WoTHIN SOLID FILMS 517 5409 2009 0.641 1
Caputo, Gianvito; Nobile, Concetta; Buonsanti, Raffaella; Kipp, Tobias; Manna J MATER SCI 43 3474 2008 0.553 1
Ashkarran, A. A.; Mohammadizadeh, M. R. MATER RES BULL 43 522 2008 0.621 1
Ashkarran, A. A.; Mohammadizadeh, M. R. EUR PHYS J E 40 155 2007 1.042 1
Szymanowski, Hieronim; Sobczyk-Guzenda, Anna; Rylski, Adam; Jakubowski, THIN SOLID FILMS 515 5275 2007 0.641 1
Tang, Junwang; Quan, Hengdao; Ye, Jinhua CHEM MATER 19 116 2007 1.885 1
Sirghi, Lucel; Popa, Gheorghe; Hatanaka, Yoshinor THIN SOLID FILMS 515 1334 2006 0.641 1
Radeva, E. I.; Martev, I. N.; Dechev, D. A.; Ivanov, N.; Tsaneva, V. N.; Barber, SURF COAT TECH 201 2226 2006 0.614 1
Wei, Q. F.; Huang, F. L.; Hou, D. Y.; Wang, Y. Y. APPL SURF SCI 252 7874 2006 0.552 1
Wu, KR; Ting, CH; Wang, JJ; Liu, WC; Lin, CH SURF COAT TECH 200 6030 2006 0.614 1
Katsumata, K; Nakajima, A; Shiota, T; Yoshida, N; Watanabe, T; Kameshima, J PHOTOCH PHOTOBIO A 180 75 2006 0.680 1
Wu, KR; Ting, CH; Liu, WC; Lin, CH; Wu, HK THIN SOLID FILMS 500 110 2006 0.641 1
Karuppuchamy, S; Jeong, JM; Amalnerkar, DP; Minoura, H VACUUM 80 494 2006 0.349 1
Karuppuchamy, S; Jeong, JM MATER CHEM PHYS 93 251 2005 0.685 1
Cai, KY; Muller, M; Bossert, J; Rechtenbach, A; Jandt, KD APPL SURF SCI 250 252 2005 0.552 1
Katsumata, K; Nakajima, A; Yoshikawa, H; Shiota, T; Yoshida, N; Watanabe, TSURF SCI 579 123 2005 0.693 1
Mwabora, JM; Lindgren, T; Avendano, E; Jaramillo, TF; Lu, J; Lindquist, SE; G J PHYS CHEM B 108 20193 2004 1.332 1
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Luo, ZK; Song, LX; Li, M; Liu, JH; Cai, HH J INORG MATER 19 1397 2004 0.068 0
Orlov, A; Jefferson, DA; Macleod, N; Lambert, RM CATAL LETT 92 41 2004 0.588 1
Yang, TS; Shiu, CB; Wong, MS SURF SCI 548 75 2004 0.693 1
Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y SURF REV LETT 10 345 2003 1 3 3.00 0.117 7 2.33
Okudaira, Kenji; Kato, Tomoya; Isobe, Toshihiro; Matsushita, Sachiko; Kogure J PHOTOCH PHOTOBIO A 222 64 2011 0.680 1
Arimitsu, Naoki; Nakajima, Akira; Watanabe, Toshiya; Kameshima, Yoshikazu; J PHOTOCH PHOTOBIO A 203 155 2009 0.680 1
Chen, Xiaobo; Mao, Samuel S. CHEM REV 107 2891 2007 12.482 1
Yi, Ji-Hyun; Bernard, Caroline; Variola, Fabio; Zalzal, Sylvia F.; Wuest, James SURF SCI 600 4613 2006 0.693 1
Chen, XB; Mao, SS J NANOSCI NANOTECHNO 6 906 2006 0.375 1
Tocha, E; Schonherr, H; Vancso, GJ J AM CERAM SOC 88 2498 2005 0.752 1
Roberson, LB; Poggi, MA; Kowalik, J; Smestad, GP; Bottomley, LA; Tolbert, LMCOORDIN CHEM REV 248 1491 2004 3.257 1
Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y THIN SOLID FILMS 55 61 2002 1 3 3.00 0.641 32 10.67
Yuan, Sujun; Mao, Ruiyi; Li, Yaogang; Zhang, Qinghong; Wang, Hongzhi ELECTROCHIM ACTA 60 347 2012 1.015 1
Lin, W. S.; Kao, L. M.; Li, W. P.; Hsu, C. Y.; Hou, K. H. J MATER ENG PERFORM 20 1063 2011 0.267 0
Okudaira, Kenji; Kato, Tomoya; Isobe, Toshihiro; Matsushita, Sachiko; Kogure, Toshihiro; NaJ PHOTOCH PHOTOBIO A 222 64 2011 0.680 1
Lin, W. S.; Huang, C. H.; Yang, W. J.; Hsu, C. Y.; Hou, K. H. CURR APPL PHYS 10 1461 2010 0.498 1
Nejand, B. Abdollahi; Sanjabi, S.; Ahmadi, V. VACUUM 85 400 2010 0.349 1
Zong Jianjuan; Shen Qianhong; Xiang Zhenmao; Li Sheng; Zhou Jian RARE METAL MAT ENG 39 271 2010 0.026 0
Yang, Min; Li, Lihong; Zhang, Shanqing; Li, Guiying; Zhao, Huijun SENSOR ACTUAT B‐CHEM 147 622 2010 0.767 1
Toelke, Tina; Kriltz, Antje; Rechtenbach, Annett THIN SOLID FILMS 518 4242 2010 0.641 1
Murugaraj, P.; Mainwaring, D. E.; Chen, L. G.; Sawant, P.; Al Kobaisi, M.; Yek, W. M. J APPL POLYM SCI 115 1054 2010 0.329 1
Kamiko, Masao; Ha, Jae‐Geun; Aotani, Kazuaki; Yamamoto, Ryoichi J CERAM SOC JPN 118 5 2010 0.262 0
Domaradzki, J.; Wojcieszak, D.; Prociow, E.; Kaczmarek, D. ACTA PHYS POL A 116 S75 2009 0.117 0
Mardare, Diana; Cornei, Nicoleta; Rusu, G. I. SUPERLATTICE MICROST 46 209 2009 0.456 1
Kariduraganavar, Mahadevappa Y.; Varghese, Jolly G.; Choudhari, Santosh K.; Olley, Robert  IND ENG CHEM RES 48 4002 2009 0.607 1
Jeong, Young‐Man; Lee, Jae‐Keun; Jun, Hyun‐Woo; Kim, Gyu‐rak; Choe, Youngson J IND ENG CHEM 15 202 2009 0.303 1
Cui, Ying; Du, Hao; Wen, Lishi J MATER SCI TECHNOL 24 675 2008 0.238 0
Aubry, E.; Demange, V.; Billard, A. SURF COAT TECH 202 6120 2008 0.614 1
Wang, Li; Yang, Fang; Ji, Tianhao; Yang, Qinglin; Qi, Xingyi; Du, Haiyan; Sun, Jiayue SCRIPTA MATER 58 794 2008 1.204 1
Murakami, Ayumi; Yamaguchi, Toshiaki; Hirano, Shin‐ichi; Kikuta, Koichi THIN SOLID FILMS 516 3888 2008 0.641 1
Cui, Ying; Du, Hao; Xiao, Jinquan; Wen, Lishi J MATER SCI TECHNOL 24 172 2008 0.238 0
Zhou, Z. K.; Li, M.; Su, X. R.; Zhai, Y. Y.; Song, H.; Han, J. B.; Hao, Z. H. PHYS STATUS SOLIDI A 205 345 2008 0.490 1
Xie, Tai‐Hua; Lin, Jun J PHYS CHEM C 111 9968 2007 1.393 1
Mardare, Diana; Iacomi, Felicia; Luca, D. THIN SOLID FILMS 515 6474 2007 0.641 1
Lee, Kee‐Sun; Lee, Sang Hun MATER LETT 61 3516 2007 0.604 1
Ye, Q.; Liu, P. Y.; Tang, Z. F.; Zhai, L. VACUUM 81 627 2007 0.349 1
Kang, Misook J IND ENG CHEM 13 143 2007 0.303 1
Radeva, E. I.; Martev, I. N.; Dechev, D. A.; Ivanov, N.; Tsaneva, V. N.; Barber, Z. H. SURF COAT TECH 201 2226 2006 0.614 1
Luca, D.; Mardare, D.; Iacomi, F.; Teodorescu, C. M. APPL SURF SCI 252 6122 2006 0.552 1
Hong, WJ; Kang, M MATER LETT 60 1296 2006 0.604 1
Wu, KR; Ting, CH; Liu, WC; Lin, CH; Wu, HK THIN SOLID FILMS 500 110 2006 0.641 1
Karuppuchamy, S; Jeong, JM; Amalnerkar, DP; Minoura, H VACUUM 80 494 2006 0.349 1
Yao, Hsiao‐Chiang; Chiu, Ming‐Chieh; Wu, Wen‐Tang; Shieu, Fuh‐Sheng J ELECTROCHEM SOC 153 F237 2006 0.821 1
Karuppuchamy, S; Jeong, JM MATER CHEM PHYS 93 251 2005 0.685 1
Kang, MS MATER LETT 59 3122 2005 0.604 1
Kang, M; Lee, MH APPL CATAL A‐GEN 284 215 2005 0.971 1
Miron, C; Roca, A; Hoisie, S; Cozorici, P; Sirghi, L J OPTOELECTRON ADV M 7 915 2005 0.112 0
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Katsumata, K; Nakajima, A; Yoshikawa, H; Shiota, T; Yoshida, N; Watanabe, T; Kameshima, YSURF SCI 579 123 2005 0.693 1
Liu, BS; Zhao, XJ; Zhao, QN; Li, CL; He, X MATER CHEM PHYS 90 207 2005 0.685 1
Mwabora, JM; Lindgren, T; Avendano, E; Jaramillo, TF; Lu, J; Lindquist, SE; Granqvist, CG J PHYS CHEM B 108 20193 2004 1.332 1
Luo, ZK; Song, LX; Li, M; Liu, JH; Cai, HH J INORG MATER 19 1397 2004 0.068 0
Yang, TS; Shiu, CB; Wong, MS SURF SCI 548 75 2004 0.693 1
Hsu, LS; Luca, D J OPTOELECTRON ADV M 5 841 2003 0.112 0
Nakamura, M; Sirghi, L; Aoki, T; Hatanaka, Y SURF SCI 778 782 2002 0 4 4.00 0.693 19 4.75
Zhang, Tao; Cui, Tianhong SENSOR ACTUAT B‐CHEM 157 697 2011 0.767 1
Zhang, Tao; Cui, Tianhong J MICROMECH MICROENG 21 2011 0.764 1
Mann, Amanda K. P.; Skrabalak, Sara E. CHEM MATER 23 1017 2011 1.885 1
Barlier, V.; Leonard, D.; Boiteux, G.; Davenas, J.; Boisson, F.; Bounor‐Legare, V. J NON‐CRYST SOLIDS 355 386 2009 0.510 1
Jeong, Young‐Man; Lee, Jae‐Keun; Jun, Hyun‐Woo; Kim, Gyu‐rak; Choe, Youngson J IND ENG CHEM 15 202 2009 0.303 1
Barlier, Vincent; Bounor‐Legare, Veronique; Boiteux, Gisele; Davenas, Joel; Leonard, Didier APPL SURF SCI 254 5408 2008 0.552 1
Skorb, Ekaterina V.; Ustinovich, Elena A.; Kulak, Anatoly I.; Sviridov, Dmitry V. J PHOTOCH PHOTOBIO A 193 97 2008 0.680 1
Petzold, Christiane; Lyngstadaas, Stale Petter; Rubert, Marina; Monjo, Marta J MATER CHEM 18 5502 2008 1.587 1
Radeva, E. I.; Martev, I. N.; Dechev, D. A.; Ivanov, N.; Tsaneva, V. N.; Barber, Z. H. SURF COAT TECH 201 2226 2006 0.614 1
Fernandes, A. C.; Carvalho, P.; Vaz, F.; Lanceros‐Mendez, S.; Machado, A. V.; Parreira, N. M. THIN SOLID FILMS 515 866 2006 0.641 1
Niu, ZQ; Gao, F; Jia, XY; Zhang, WP; Chen, WY; Qian, KY COLLOID SURFACE A 272 170 2006 0.607 1
Niu, ZQ; Jia, XY; Zhang, WP; Chen, WY; Qian, KY APPL SURF SCI 252 2259 2006 0.552 1
Butt, HJ; Cappella, B; Kappl, M SURF SCI REP 59 1 2005 7.916 1
Zhao, GL; Tian, QH; Liu, QH; Han, GR SURF COAT TECH 198 55 2005 0.614 1
Guan, KS; Yin, YS MATER CHEM PHYS 92 10 2005 0.685 1
Dohshi, S; Anpo, M; Okuda, S; Kojima, T TOP CATAL 35 327 2005 0.991 1
Liu, BS; Zhao, XJ; Zhao, QN; Li, CL; He, X MATER CHEM PHYS 90 207 2005 0.685 1
Anpo, M; Dohshi, S; Kitano, M; Hu, Y; Takeuchi, M; Matsuoka, M ANNU REV MATER RES 35 1 2005 5.210 1
Dohshi, S; Takeuchi, M; Anpo, M CATAL TODAY 85 199 2003 0.974 1
Sirghi, L; Hatanaka, Y; Popa, G J APPL PHYS 778 4026 2002 1 3 3.00 0.875 2 0.67
Cho Yong‐Sung; Lee Hae June; Park Chung‐Hoo; et al. J APPL PHYS 100 123303   2006 0.875 1
Tang D; Chu PK APPL PHYS LETT 82 2014 2003 1.399 1
Sirghi, L; Nakamura, M; Hatanaka, Y; Takai, O LANGMUIR 778 2199 2001 1 4 4.00 1.248 15 3.75
Kim, Hyunsu; Noh, Kunbae; Choi, Chulmin; Khamwannah, Jirapon; Villwock, Diana; Jin, SungLANGMUIR 27 10191 2011 1.248 1
Wang Qi; Zhao Jincai; Cong Yanqing; Zhang Yi CHINESE J CATAL 32 1076 2011 0.128 0
Hsiao, Erik; Marino, Matthew J.; Kim, Seong H. J COLLOID INTERF SCI 352 549 2010 0.876 1
Kim, Jonghyun; Kim, Jinsoo; Lee, Myeongkyu SURF COAT TECH 205 372 2010 0.614 1
Banerjee, D.; Das, S. K.; Thakare, S. V.; Nabhiraj, P. Y.; Menon, R.; Bhandari, R. K.; Krishnan,  J PHYS CHEM SOLIDS 71 983 2010 0.455 1
Xu Hui; Wang Shun‐Li; Liu Ai‐Ping; Chen Ben‐Yong; Tang Wei‐Hua ACTA PHYS SIN‐CH ED 59 3601 2010 0.060 0
Huang, Chien‐Chao; Chen, Lijiang; Gu, Xiaohong; Zhao, Minhua; Nguyen, Tinh; Lee, Sanboh J MATER RES 25 556 2010 0.675 1
Hsieh, Chien‐Te; Lai, Meng‐Hsuan; Cheng, Yu‐Shun J COLLOID INTERF SCI 340 237 2009 0.876 1
Chen, Lijiang; Gu, Xiaohong; Fasolka, Michael J.; Martin, Jonathan W.; Nguyen, Tinh LANGMUIR 25 3494 2009 1.248 1
Lai, Yuekun; Lin, Changjian; Wang, Hui; Huang, Jianying; Zhuang, Huifang; Sun, Lan ELECTROCHEM COMMUN 10 387 2008 1.321 1
Zhuang, Hui‐Fang; Lin, Chang‐Jian; Lai, Yue‐Kun; Sun, Lan; Li, Jing ENVIRON SCI TECHNOL 41 4735 2007 1.489 1
Wang, Bao‐Xiang; Zhao, Yan; Zhao, Xiao‐Peng COLLOID SURFACE A 295 27 2007 0.607 1
Radeva, E. I.; Martev, I. N.; Dechev, D. A.; Ivanov, N.; Tsaneva, V. N.; Barber, Z. H. SURF COAT TECH 201 2226 2006 0.614 1
Lubarsky, Gennady V.; Davidson, Marcus R.; Bradley, Robert H. PHYS CHEM CHEM PHYS 8 2525 2006 1.331 1
Lai, YK; Sun, L; Chen, YC; Zhuang, HF; Lin, CJ; Chin, JW J ELECTROCHEM SOC 153 D123 2006 0.821 1
Butt, HJ; Cappella, B; Kappl, M SURF SCI REP 59 1 2005 7.916 1
Kommireddy, DS; Patel, AA; Shutava, TG; Mills, DK; Lvov, YM J NANOSCI NANOTECHNO 5 1081 2005 0.375 1
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Luo, ZK; Song, LX; Li, M; Liu, JH; Cai, HH J INORG MATER 19 1397 2004 0.068 0
Bavykin, DV; Savinov, EN; Smirniotis, PG REACT KINET CATAL L 79 77 2003 0.175 0
Nakamura, M; Kato, S; Aoki, T; Sirghi, L; Hatanaka, Y THIN SOLID FILMS 55 138 2001 0 5 5.00 0.641 24 4.80
Srivatsa, K. M. K.; Chhikara, Deepak; Kumar, M. Senthil J MATER SCI TECHNOL 27 696 2011 0.238 0
Macwan, D. P.; Dave, Pragnesh N.; Chaturvedi, Shalini J MATER SCI 46 3669 2011 0.553 1
Wu, Cheng‐Yang; Chiang, Bo‐Sheng; Chang, Springfield; Liu, Day‐Shan APPL SURF SCI 257 1893 2011 0.552 1
Romero‐Gomez, P.; Hamad, Said; Gonzalez, J. C.; Barranco, A.; Espinos, J. P.; Cotrino, J.; GonJ PHYS CHEM C 114 22546 2010 1.393 1
Kakati, M.; Bora, B.; Deshpande, U. P.; Phase, D. M.; Sathe, V.; Lalla, N. P.; Shripathi, T.; SarmTHIN SOLID FILMS 518 84 2009 0.641 1
Srivatsa, K. M. K.; Bera, Mrinmoyee; Basu, A. THIN SOLID FILMS 516 7443 2008 0.641 1
Srivatsa, K. M. K.; Bera, Mrinmoyee; Basu, A.; Bhattacharya, T. K. INDIAN J ENG MATER S 15 265 2008 0.070 0
Huang, Hong‐Hsin J NANOSCI NANOTECHNO 8 2680 2008 0.375 1
Addamo, M.; Augugliaro, V.; Di Paola, A.; Garcia‐Lopez, E.; Loddo, V.; Marci, G.; Palmisano, LTHIN SOLID FILMS 516 3802 2008 0.641 1
Fernandes, A. C.; Vaz, F.; Goren, A.; Junge, K. H.; Gibkes, J.; Bein, B. K.; Macedo, F. EUR PHYS J‐SPEC TOP 153 303 2008 0.440 1
Fernandes, A. C.; Cunha, L.; Moura, C.; Vaz, F.; Carvalho, P.; Le Bourhis, E.; Goudeau, Ph.; RivSURF COAT TECH 202 946 2007 0.614 1
Borras, A.; Yanguas‐Gil, A.; Barranco, A.; Cotrino, J.; Gonzalez‐Elipe, A. R. PHYS REV B 76 2007 1.389 1
Zhang, Min; Lin, Guo‐Qiang; Dong Chuang; Wen, Li‐Shi ACTA PHYS SIN‐CH ED 56 7300 2007 0.060 0
Medina‐Valtierra, Jorge; Frausto‐Reyes, Claudio; Ramirez‐Ortiz, Jorge; Moctezuma, Edgar; RAPPL CATAL B‐ENVIRON 76 264 2007 1.423 1
Zhang Min; Lin Guoqiang; Dong Chuang; Wen Lishi RARE METAL MAT ENG 36 1909 2007 0.026 0
Zhang, Min; Lin, Guoqiang; Dong, Chuang; Wen, Lishi SURF COAT TECH 201 7252 2007 0.614 1
Fernandes, A. C.; Vaz, F.; Cunha, L.; Parreira, N. M. G.; Cavaleiro, A.; Goudeau, Ph.; Le BourhTHIN SOLID FILMS 515 5424 2007 0.641 1
Sonnenfeld, Axel; von Rohr, Philipp Rudolf PLASMA PROCESS POLYM 4 S64 2007 0.725 1
Fernandes, Ana C.; Carvalho, Pedro; Vaz, Filipe; Parreira, Nuno M. G.; Goudeau, Philippe; LePLASMA PROCESS POLYM 4 S83 2007 0.725 1
Borras, Ana; Cotrino, Jose; Gonzalez‐Elipe, Agustin R. J ELECTROCHEM SOC 154 P152 2007 0.821 1
Zhao, Z. W.; Tay, B. K. J APPL PHYS 101 2007 0.875 1
Radeva, E. I.; Martev, I. N.; Dechev, D. A.; Ivanov, N.; Tsaneva, V. N.; Barber, Z. H. SURF COAT TECH 201 2226 2006 0.614 1
Mathur, Sanjay; Kuhn, Patrick SURF COAT TECH 201 807 2006 0.614 1
Sonnenfeld, A; Hauert, R; von Rohr, PR PLASMA CHEM PLASMA P 26 319 2006 0.615 1
Sakaguchi, K; Shimakawa, K; Hatanaka, Y JPN J APPL PHYS 45 4183 2006 0.361 1
Medina‐Valtierra, J; Garcia‐Servin, J; Frausto‐Reyes, C; Calixto, S APPL SURF SCI 252 3600 2006 0.552 1
Zhao, ZW; Tay, BK; Lau, SP; Yu, GQ J CRYST GROWTH 268 543 2004 0.580 1
Zhao, ZW; Tay, BK; Yu, GQ APPL OPTICS 43 1281 2004 0.498 1
Nakamura, M; Kato, S; Aoki, T; Sirghi, L; Hatanaka, Y J APPL PHYS 90 3391 2001 0 5 5.00 0.875 21 4.20
Srivatsa, K. M. K.; Chhikara, Deepak; Kumar, M. Senthil J MATER SCI TECHNOL 27 696 2011 0.238 0
Macwan, D. P.; Dave, Pragnesh N.; Chaturvedi, Shalini J MATER SCI 46 3669 2011 0.553 1
Wu, Cheng‐Yang; Chiang, Bo‐Sheng; Chang, Springfield; Liu, Day‐Shan APPL SURF SCI 257 1893 2011 0.552 1
Romero‐Gomez, P.; Hamad, Said; Gonzalez, J. C.; Barranco, A.; Espinos, J. P.; Cotrino, J.; GonJ PHYS CHEM C 114 22546 2010 1.393 1
Kakati, M.; Bora, B.; Deshpande, U. P.; Phase, D. M.; Sathe, V.; Lalla, N. P.; Shripathi, T.; SarmTHIN SOLID FILMS 518 84 2009 0.641 1
Srivatsa, K. M. K.; Bera, Mrinmoyee; Basu, A. THIN SOLID FILMS 516 7443 2008 0.641 1
Srivatsa, K. M. K.; Bera, Mrinmoyee; Basu, A.; Bhattacharya, T. K. INDIAN J ENG MATER S 15 265 2008 0.070 0
Huang, Hong‐Hsin J NANOSCI NANOTECHNO 8 2680 2008 0.375 1
Addamo, M.; Augugliaro, V.; Di Paola, A.; Garcia‐Lopez, E.; Loddo, V.; Marci, G.; Palmisano, LTHIN SOLID FILMS 516 3802 2008 0.641 1
Fernandes, A. C.; Vaz, F.; Goren, A.; Junge, K. H.; Gibkes, J.; Bein, B. K.; Macedo, F. EUR PHYS J‐SPEC TOP 153 303 2008 0.440 1
Fernandes, A. C.; Cunha, L.; Moura, C.; Vaz, F.; Carvalho, P.; Le Bourhis, E.; Goudeau, Ph.; RivSURF COAT TECH 202 946 2007 0.614 1
Borras, A.; Yanguas‐Gil, A.; Barranco, A.; Cotrino, J.; Gonzalez‐Elipe, A. R. PHYS REV B 76 2007 1.389 1
Zhang, Min; Lin, Guo‐Qiang; Dong Chuang; Wen, Li‐Shi ACTA PHYS SIN‐CH ED 56 7300 2007 0.060 0
Medina‐Valtierra, Jorge; Frausto‐Reyes, Claudio; Ramirez‐Ortiz, Jorge; Moctezuma, Edgar; RAPPL CATAL B‐ENVIRON 76 264 2007 1.423 1
Zhang Min; Lin Guoqiang; Dong Chuang; Wen Lishi RARE METAL MAT ENG 36 1909 2007 0.026 0
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Zhang, Min; Lin, Guoqiang; Dong, Chuang; Wen, Lishi SURF COAT TECH 201 7252 2007 0.614 1
Fernandes, A. C.; Vaz, F.; Cunha, L.; Parreira, N. M. G.; Cavaleiro, A.; Goudeau, Ph.; Le BourhTHIN SOLID FILMS 515 5424 2007 0.641 1
Sonnenfeld, Axel; von Rohr, Philipp Rudolf PLASMA PROCESS POLYM 4 S64 2007 0.725 1
Fernandes, Ana C.; Carvalho, Pedro; Vaz, Filipe; Parreira, Nuno M. G.; Goudeau, Philippe; LePLASMA PROCESS POLYM 4 S83 2007 0.725 1
Borras, Ana; Cotrino, Jose; Gonzalez‐Elipe, Agustin R. J ELECTROCHEM SOC 154 P152 2007 0.821 1
Zhao, Z. W.; Tay, B. K. J APPL PHYS 101 2007 0.875 1
Radeva, E. I.; Martev, I. N.; Dechev, D. A.; Ivanov, N.; Tsaneva, V. N.; Barber, Z. H. SURF COAT TECH 201 2226 2006 0.614 1
Mathur, Sanjay; Kuhn, Patrick SURF COAT TECH 201 807 2006 0.614 1
Sonnenfeld, A; Hauert, R; von Rohr, PR PLASMA CHEM PLASMA P 26 319 2006 0.615 1
Sakaguchi, K; Shimakawa, K; Hatanaka, Y JPN J APPL PHYS 45 4183 2006 0.361 1
Sirghi, L; Nakagiri, N; Sugimura, H; Takai, O JPN J APPL PHYS 90 3391 2001 0 4 4.00 0.361 3 0.75
Mi, Luo; Bernards, Matthew T.; Cheng, Gang; Yu, Qiuming; Jiang, Shaoyi BIOMATERIALS 31 2919 2010 2.101 1
Kim, Soo In; Lee, Chang Woo J KOREAN PHYS SOC 55 995 2009 0.124 0
Kim, Soo In; Lee, Chang Woo J KOREAN PHYS SOC 53 1375 2008 0.124 0
Sato, F; Okui, H; Akiba, U; Suga, K; Fujihira, M ULTRAMICROSCOPY 97 303 2003 1.003 1
Leite, FL; Riul, A; Herrmann, PSP J ADHES SCI TECHNOL 17 2141 2003 0.317 1
Sirghi, L; Nakagiri, N; Sugisaki, K; Sugimura, H; Takai, O LANGMUIR 16 7796 2000 1 5 5.00 1.248 29 5.80
Prokopovich, Polina; Starov, Victor ADV COLLOID INTERFAC 168 210 2011 2.193 1
Beach, Elvin R.; Drelich, Jaroslaw J ADHES SCI TECHNOL 25 435 2011 0.317 1
Huang, Chien‐Chao; Chen, Lijiang; Gu, Xiaohong; Zhao, Minhua; Nguyen, Tinh; Lee, Sanboh J MATER RES 25 556 2010 0.675 1
Chen, Lijiang; Gu, Xiaohong; Fasolka, Michael J.; Martin, Jonathan W.; Nguyen, Tinh LANGMUIR 25 3494 2009 1.248 1
Butt, Hans‐Juergen; Kappl, Michael ADV COLLOID INTERFAC 146 48 2009 2.193 1
Choi, H. J.; Kim, J. Y.; Hong, S. D.; Ha, M. Y.; Jang, J. MOL SIMULAT 35 466 2009 0.419 1
Yang, Seung Ho; Nosonovsky, Michael; Zhang, Huan; Chung, Koo‐Hyun CHEM PHYS LETT 451 88 2008 0.763 1
Farshchi‐Tabrizi, Mahdi; Kappl, Michael; Butt, Hans‐Juergen J ADHES SCI TECHNOL 22 181 2008 0.317 1
Leite, F. L.; Borato, C. E.; da Silva, W. T. L.; Herrmann, P. S. P.; Oliveira, O. N., Jr.; Mattoso, L. MICROSC MICROANAL 13 304 2007 1.157 1
Di Risio, Sabina; Yan, Ning COLLOID SURFACE A 289 65 2006 0.607 1
Butt, Hans‐Juergen; Farshchi‐Tabrizi, Mahdi; Kappl, Michael J APPL PHYS 100 2006 0.875 1
Farshchi‐Tabrizi, M; Kappl, M; Cheng, YJ; Gutmann, J; Butt, HJ LANGMUIR 22 2171 2006 1.248 1
Lubarsky, Gennady V.; Davidson, Marcus R.; Bradley, Robert H. PHYS CHEM CHEM PHYS 8 2525 2006 1.331 1
Butt, HJ; Cappella, B; Kappl, M SURF SCI REP 59 1 2005 7.916 1
Paredes, JI; Gracia, M; Martinez‐Alonso, A; Tascon, JMD J COLLOID INTERF SCI 288 190 2005 0.876 1
Leite, FL; Herrmann, PSP J ADHES SCI TECHNOL 19 365 2005 0.317 1
Drelich, J; Tormoen, GW; Beach, ER J COLLOID INTERF SCI 280 484 2004 0.876 1
Miyake, S; Takahashi, Y; Wang, M; Saitoh, T; Matsunuma, S JPN J APPL PHYS 43 L1469 2004 0.361 1
Rozhok, S; Sun, P; Piner, R; Lieberman, M; Mirkin, CA J PHYS CHEM B 108 7814 2004 1.332 1
Paredes, JI; Martinez‐Alonso, A; Tascon, JMD LANGMUIR 19 7665 2003 1.248 1
Nalaskowski, J; Drelich, J; Hupka, J; Miller, JD LANGMUIR 19 5311 2003 1.248 1
Paredes, JI; Martinez‐Alonso, A; Tascon, JMD J MICROSC‐OXFORD 210 119 2003 0.769 1
Leite, FL; Riul, A; Herrmann, PSP J ADHES SCI TECHNOL 17 2141 2003 0.317 1
Paredes, JI; Martinez‐Alonso, A; Tascon, JMD LANGMUIR 18 4314 2002 1.248 1
Eaton, P; Smith, JR; Graham, P; Smart, JD; Nevell, TG; Tsibouklis, J LANGMUIR 18 3387 2002 1.248 1
Beach, ER; Tormoen, GW; Drelich, J; Han, R J COLLOID INTERF SCI 247 84 2002 0.876 1
Rabinovich, YI; Adler, JJ; Esayanur, MS; Ata, A; Singh, RK; Moudgil, BM ADV COLLOID INTERFAC 96 213 2002 2.193 1
Segeren, LHGJ; Siebum, B; Karssenberg, FG; Van den Berg, JWA; Vancso, GJ J ADHES SCI TECHNOL 16 793 2002 0.317 1
Biggs, S; Cain, RG; Dagastine, RR; Page, NW J ADHES SCI TECHNOL 16 869 2002 0.317 1
Sirghi, L; Ohe, K; Popa, G JPN J APPL PHYS 38 5251 1999 1 3 3.00 0.361 1 0.33
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McFerran J.; West J.; Subramaniam V. V.; et al. IEEE T PLASMA SCI 36 2838 2008 0.445 1
Sirghi, L; Ohe, K; Popa, G J PHYS D APPL PHYS 31 551 1998 1 3 3.00 0.905 5 1.67
Sigeneger, F.; Rackow, K.; Uhrlandt, D.; Ehlbeck, J.; Lieder, G. J PHYS D APPL PHYS 43 385201 2010 0.905 1
Liu, Yang; Chen, Dahua; Buso, D.; Bhosle, S.; Zissis, G. J PHYS D APPL PHYS 41 135211 2008 0.905 1
Bultel, A; Letellier, C; Bourdon, A PHYS LETT A 323 267 2004 0.697 1
Kachorovskii, VY; Lyubinskiy, IS; Tsendin, LD PHYS REV B 68 33308 2003 1.389 1
Dinklage, A; Wilke, C; Bonhomme, G; Atipo, A PHYS REV E 62 7219 2000 1.047 1
Sirghi, L; Ohe, K; Popa, G J PHYS D APPL PHYS 30 2431 1997 1 3 3.00 0.905 2 0.67
Sigeneger Florian; Loffhagen Detlef IEEE T PLASMA SCI 35 1260 2007 0.445 1
Arndt S; Sigeneger F; Testrich H; et al. PLASMA CHEM PLASMA P 25 567 2005 0.615 1
Sirghi, L; Ohe, K; Kimura, T PHYS PLASMAS 4 1160 1997 1 3 3.00 0.825 4 1.33
Gorchakov, Sergey; Loffhagen, Detlef; Uhrlandt, Dirk PHYS REV E 74 66401 2006 1.047 1
Ballesteros, J; Palop, JIF; Hernandez, MA; Crespo, RM; del Pino, SB REV SCI INSTRUM 75 90 2004 0.706 1
Kaganovich, I; Misina, M; Berezhnoi, SV; Gijbels, R PHYS REV E 61 1875 2000 1.047 1
Lange, H; Leipold, F; Otte, M; Pfau, S; Uhrlandt, D PLASMA CHEM PLASMA P 19 255 1999 0.615 1
TOTAL 359 104.48
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